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シンプルな集積可能インダクタ
薄膜インダクタ素子・薄膜可変インダクタ素子

インダクタ、高周波利用、ノイズフィルタ、磁性金属薄膜

・高周波利用
・スマートフォン
・自動車自動制御

電子部品・デバイス・電子回路製造業
情報通信機械器具製造業

 コイル構造を必要としない集積可能なインダクタ
 磁性体層と非磁性体層によるシンプルな素子構造
 電気的にインダクタンスの大きさを変えられる

インダクタ
電流

磁性体層

非磁性体層 磁性体層と非磁性体層が積層され
た積層膜と、一対の電極を備え、
交流電流ないしは高周波電流が
印加されることを特徴とする薄膜
インダクタ素子。素子の断面積に
反比例したインダクタンスを得る。

◆本発明の基本構造

◆可変インダクタ実施形態
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外部ゲート電極や外部磁界により
インダクタンスの大きさが可変。
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